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前言

随着电子产业的快速发展，我国对电子化学品需求量增大，加速开发现代电子化学品势在必行。
当今电子及信息化学品是新材料学科研究领域中最富有活力，对未来经济社会发展最具有影响的研究
领域，又是科技中最为活跃，最接近应用的部分；目前，实施对该领域的研究，推动现有电子及信息
化学品新技术产品与传统产业结合，融合改造传统电子及信息化学品等产业产品、发展高附加值产业
产品，已成为电子及信息化学品等领域相关材料行业的产业产品的一大亮点，所以具有十分重要的意
义。
当前电子及信息化学品制造技术的发展更加迅速，新型电子及信息化学品材料不断涌现，高精度、高
效能的功能电子及信息化学品材料层出不穷，半导体工业用化学品、电子工业用光刻胶、新型电子墨
水与电子纸等都是电子及信息化学品材料技术应用的良好范例。
电子及信息化学品材料需要纳米技术的加入，纳米技术改变和推进了电子及信息化学品材料的发展、
创新。
电子及信息化学品材料的研究与开发属于国家科学前沿领域。
这一前沿技术领域产生一部分来自于工农业发展、国防需要、市场竞争等国民经济因素对电子及信息
化学品新材料的需求，另一部分来自于科学发展过程中学科之间自然而然的交叉、渗透而导致的学术
飞跃。
本书的特点是以技术性、产业化为主并兼具科普性和实用性，同时体现前瞻性，以推进、创新电子及
信息化学品产业应用前景等。
本书内容涉及超净高纯单质化学试剂、新型半导体工业用化学品、电子工业用光刻胶、印刷线路板材
料、新型打印材料化学品、新型封装材料等。
本书也部分介绍了电子化学品材料（含纳米复合材料、稀土材料、功能材料），纳米粒子，专用化学
品，特殊纤维材料，油墨，增塑剂，功能精细化学品及其生产工艺、应用拓展和市场展望等内容。
本书内容丰富，实用性强，对从事电子及信息化学品研究与开发和精细化学品研制开发生产的科技人
员、生产人员，以及高等院校应用化学等专业的师生都具有参考价值。
也可作为从事电子化学品研发和生产的科研、技术、生产及环保人员参考用书。
在本书编写过程中，参考了有关国内外专著、期刊和会议论文，在此向作者表示谢意。
欧玉春、王大全、童忠良等同志共同参加了编写。
特别是王瑜、王月春、俞俊、周国栋、高巍、谢义林、周雯、耿鑫、陈羽、朱美玲、方芳、王辰、王
书乐、童凌峰、高洋、高新、韩文彬、沈光欣等同志为本书的资料收集、插图及编排付出了大量精力
，在此一并致谢。
由于时间仓促和编写水平有限，书中难免出现不当之处，竭诚欢迎各位读者给予纠正。
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内容概要

本书内容涉及超净高纯单质化学试剂、新型半导体工业用化学品、电子工业用光刻胶、印刷线路板材
料、新型打印材料化学品、新型封装材料。
对每种化学品介绍了中英文名称、性能及用途、产品质量标准、生产工艺路线等。
对于半导体材料、印刷线路板材料、新型打印材料、新型封装材料的分类、应用、发展概况及市场前
景等本书也进行了简要介绍。
     本书可作为从事电子化学品研发和生产的科研、技术、生产及环保人员的参考用书。
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章节摘录

插图：（1）杜邦公司：欲做电子材料领先者。
在全球电子材料市场位居第二的杜邦公司，目前仅次于日本信越化学公司，其电子材料业务重点为高
功能材料、微电路材料、印刷电路材料和半导体组装材料4大部分。
杜邦高功能材料业务包括Kapton品牌聚酰亚胺薄膜，用于柔性印刷电路、传感器绝缘体和条形码标签
等，近年来扩大了聚酰亚胺薄膜能力，最近又与东丽工业公司合资使日本Tokai新装置能力提高了60％
。
其微电路材料业务已创建40多年，主要生产树脂酸盐，是IBM公司导体和电阻用陶瓷供应商。
印刷电路材料部门则为印刷线路板提供加工辅料和结合材料。
半导体组装材料业务由清洗化学品、光聚合物业务、液体聚酰亚胺业务以及基于胶体硅的浆液业务组
成。
过去10年，杜邦电子技术公司已将部分生产设施从美国转移到亚洲与中国，而且大多数新增投资都投
向亚洲。
目前杜邦致力于研发大面积显示材料，如平板、薄膜传感器液晶显示和等离子显示。
（2）LG化学：电子材料成为主要业务。
随着化学品和聚合物业务利润份额的逐步下降，该公司正致力于发展信息和电子材料业务，这是LG化
学三大业务部门之一，2004年占非核心业务总销售额的16％，到2008年这一比例提高至28％。
偏振器是信息和电子材料的关键业务，2008年LG化学偏振器销售额达到14亿美元／年；到2012年销售
额将达到22亿美元／年；在锂电池市场上，2010年市场份额将占35％，居第二；该公司在有机光发射
二极管方面也颇有进展，现已开发生产出部分产品；LG化学还投资3.25亿美元扩建高附加值的电子化
学材料生产基地；该公司还拥有1200t／a光敏剂生产能力，最近在韩国又建成蚀刻剂和剥离剂装置。
此外，LG化学公司正在开发的锂离子聚合物电池将用于混合动力电动车；二氧化铈纳米颗粒新一
代CMP浆液的推出，使该公司进入化学机械平面化浆液领域；作为OLED材料的领先生产商之一，LG
化学在2008年已将该材料用于有机薄膜晶体管和有机太阳能电池。
（3）住友化学：效益增长指望电子化学品。
住友化学公司已制定了发展新战略，到2010年，约70％的效益来自生命科学及信息技术相关化学品
，30％来自基础化学品等；该公司致力于IT和电子化学品业务将是其重要的增长方式。
针对平板显示器、液晶显示器市场不断升温的趋势，住友化学公司及时强化了信息技术和电子化学品
业务。
2001年该公司在New STI技术集团公司中的股份已超过90％，2003年在韩国投资建立的Dongwoo STI公
司已投入商业化运作。
住友化学还涉足用于手机屏幕显示的偏振薄膜，并于2003年7月在韩国投运了偏振膜一体化生产设施
，2004年3月又在中国台湾投资生产偏振薄膜，2004年底分别在韩国和中国台湾投资的第二条生产线也
投入运行。
2008年还在韩国和中国台湾投资生产用于大屏幕液晶电视的偏振薄膜。
（4）三井化学：倾力发展新型光学材料。
三井化学公司优先发展的功能材料包括各种功能弹性体、高功能烯烃聚合物、等离子显示屏光学过滤
器和光学透镜，旨在使其产品在世界上排名数一数二。
三井化学是高速增长的等离子显示屏新型光学过滤器市场的领先生产商，其Fitop产品产量占市场40％
份额。
三井化学在世界上第一个使多层PDP光学过滤器推向商业化，其在德国的PDP光学过滤器厂于2004年7
月投产，加上日本工厂产量，目前可生产150万片／年，并又在中国和北美建设生产装置。
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